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DESCRIPCION
Dispositivo de campo de cocción

Se conoce a partir de la publicación DE 38 73 590 T2 un dispositivo de aparato electrodoméstico con una zona de 
cocción, que presenta un elemento termocromo, que indica durante un proceso de funcionamiento que la superficie 5
está caliente.

De la misma manera se conoce a partir de la publicación US 6 930 289 B2 un dispositivo de aparato 
electrodoméstico. Se conoce a partir de la publicación DE 101 22 210 A1 un campo de cocción con elementos 
termocromos, que están dispuestos, con respecto a una vista en planta superior, sobre el campo de cocción en cada 10
caso junto a una zona de cocción.

Se conoce a partir de la publicación DE 10 2007 061 272 A1, que publica las características del preámbulo, un 
elemento termocromo, que presenta al menos un material que contiene vanadio, en el que el material que contiene 
vanadio se extiende sobre al menos el setenta por ciento de un campo de cocción de vitrocerámica o de una placa 15
de vitrocerámica, en el que el elemento termocromo presenta un primero y al menos un segundo lado principal, que 
se apoyan en al menos un estado de funcionamiento, respectivamente, al menos en una gran parte en al menos otro 
elemento.

De la misma manera se conocen a partir de las publicaciones JP 2008 297177 A y WO 2008/053110 A2 elementos 20
termocromos. Otro estado relevante de la técnica se conoce a partir de los documentos DE 10 2005 025896 A1, JP 
2005 302633 A y JP 20067 178224 A.

El cometido de la invención consiste en particular en preparar un dispositivo del tipo indicado al principio con las 
mejores propiedades con respecto a una alta eficiencia. El cometido se soluciona de acuerdo con la invención a 25
través de las características de la reivindicación 1 de la patente, mientras que las configuraciones y desarrollos 
ventajosos de la invención se pueden deducir a partir de las reivindicaciones dependientes.

Se propone un dispositivo de campo de cocción con al menos un elemento termocromo y/o termoluminiscente, que 
presenta al menos un material que contiene vanadio. Por un elemento “termocromo” debe entenderse, en particular, 30
un elemento que presenta la propiedad de la termocromía. Por un elemento “termoluminiscente” debe entenderse, 
en particular, un elemento que presenta la propiedad de la termoluminiscencia. Por un material “que contiene 
vanadio” debe entenderse, en particular, un material que presenta átomos de vanadio y/o iones de vanadio y/o al 
menos un compuesto de vanadio. Con una configuración de acuerdo con la invención se puede conseguir una alta 
eficiencia. En particular, se puede con seguir una fabricación eficiente del dispositivo de campo de cocción. En 35
particular, se puede conseguir una unión sencilla del elemento termocromo y/o termoluminiscente con al menos otro 
componente. En particular, se puede conseguir que durante un proceso de funcionamiento, en el que se calienta una 
vajilla de cocción, la radiación térmica sea reflejado y/o absorbida al menos en una parte considerable por el 
elemento termocromo y/o termoluminiscente y de esta manera se blindan los componentes electrónicos del 
dispositivo de aparato electrodoméstico frente a la radiación térmica.40

Además, se propone que el material que contiene vanadio sea un semiconductor en al menos una zona de 
temperatura. De esta manera, se puede conseguir un comportamiento óptico adecuado para el usuario del material 
que contiene vanadio. En particular, se puede conseguir que el material que contiene vanadio sea transparente a 
temperatura ambiente.45

Con preferencia, el material que con tiene vanadio es un semiconductor dotado en la zona de temperatura. De esta 
manera, se puede conseguir un comportamiento óptico sensible en función de una temperatura del material que 
contiene vanadio. En particular, a través de la dotación determinada del semiconductor se puede determinar una 
temperatura, a la que tiene lugar una modificación del calor del material que contiene vanadio.50

Además, se propone que el material que contiene vanadio presente dióxido de vanadio. De esta manera se puede 
conseguir que el material que contiene vanadio sea opaco a altas temperaturas, con lo que se pueden proteger los 
componentes electrónicos del dispositivo de aparato electrodoméstico frente a la radiación térmica.

55
Con ven taja, el material que contiene vanadio se extiende sobre al menos una gran parte de una superficie total de 
la zona de cocción. Por una “superficie total de la zona de cocción”· debe entenderse, en particular, una reunión de 
todas las superficies, que presenta una zona de cocción. Por una “zona de cocción” debe entenderse una zona de la 
superficie de un dispositivo de campo de cocción, que está prevista para una aplicación simultánea de un único 
elemento de vajilla de cocción a calentar y que está identificado para el posicionamiento de vajilla de cocción. Por 60
una “gran parte” de la superficie total de la zona de cocción debe entenderse de acuerdo con la invención al menos 
el setenta por ciento y de maneta especialmente preferida al menos el noventa por ciento de la superficie total de la 
zona de cocción. Por “previsto” debe entenderse, en particular, especialmente diseñado y/o especialmente 
configurado. De esta manera se puede con seguir una posibilidad de utilización confortable. En particular, se puede 
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reconocer la zona de cocción de una manera sencilla por un usuario.

Con preferencia, el material que contiene vanadio se extiende sobre al menos una parte considerable de una 
superficie de soporte principal de la vajilla de cocción. Por una “superficie de soporte principal de la vajilla de 
cocción” debe entenderse, en particular una superficie de un campo de cocción, que está previsto para una 5
colocación de una vajilla de cocción y que es con preferencia un lado de un único componente, en el que el 
componente está configurado con preferencia de una sola pieza y en el que la superficie se diferencia con 
preferencia de una superficie de una placa de retención del calor. Que el componente está configurado “de una sola 
pieza”   debe entenderse, en particular, que está fabricado en una fundición por inyección y/o en una colada y/o que 
sólo se puede separada por destrucción. De esta manera se puede conseguir un reconocimiento sencillo de zonas 10
superficiales calientes.

Además se propone que el elemento termocromo y/o termoluminiscente esté previsto para hacer visible al menos 
una parte de un contorno de zona caliente. Por un “contorno de zona caliente” debe entenderse, en particular, una 
línea de separación, que separa una zona caliente de la superficie de una zona esencialmente no calentada de la 15
superficie, en la que la línea de separación forma con preferencia en cada caso una zona marginal de las dos zonas 
de la superficie. Por una zona de la superficie “esencialmente no calentada” debe entenderse, en particular, una 
zona de la superficie, que presenta una temperatura que es como máximo cincuenta por ciento, con preferencia 
como máximo veinte por ciento y de manera especialmente preferida como máximo dos por ciento de una 
temperatura ambiente, que es en particular 20ºC, y/o se desvía de una temperatura ambiente, siendo medidas las 20
temperaturas con preferencia en ºC y/o que es menor que una temperatura, a la que el elemento termocromo 
modifica su color en el caso de un calentamiento. Por una zona de la superficie “caliente” debe entenderse, en 
particular, una zona de la superficie, que presenta una temperatura más alta que una zona de la superficie no 
caliente, siendo la temperatura con preferencia mayor que una temperatura, a la que el elemento modifica su color 
durante un funcionamiento, siendo alimentado a la zona de la superficie para alcanzar su temperatura con 25
preferencia calor desde al menos un medio de calefacción del dispositivo de aparato electrodoméstico. De esta 
manera, se puede conseguir una facilidad de uso confortable. En particular, se puede conseguir que un usuario 
pueda distinguir de manera especialmente sencilla zonas calientes y no calientes entre sí.

Con preferencia, el dispositivo de aparato electrodoméstico presenta un componentes, que presenta un lado, que es 30
una superficie de soporte principal de la vajilla de cocción, que está previsto para una colocación simultánea de 
varios elementos de vajillas de cocción y que es, al menos en una gran parte, una zona de calefacción de la vajilla 
de cocción. Por una “zona de calefacción de la vajilla de cocción” debe entenderse, en particular, una superficie 
parcial de la superficie de soporte principal de la vajilla de cocción, en la que se pueden calentar zonas de la vajilla 
de cocción, que se apoyan en una parte discrecional de la superficie parcial, directamente desde un medio de 35
calefacción del dispositivo de aparato electrodoméstico. Que una zona de la vajilla de cocción puede ser calentada 
“directamente” desde un medio calefactor debe significar, en particular, que un campo magnético generado por el 
medio de calefacción puede generar corrientes parásitas, que son adecuadas para un calentamiento por zonas de la 
zona de la vajilla de cocción al menos a 1001C, en la zona de la vajilla de cocción y/o que la radiación emitida desde 
el medio de calefacción puede incidir directamente en la zona de la vajilla de cocción y/o que el medio de calefacción 40
puede calentar la zona de la vajilla de cocción a través de transmisión de calor material sobre al menos 100ºC. De 
esta manera, se puede conseguir un tipo de construcción adaptado al usuario del dispositivo de aparato 
electrodoméstico. En particular, se puede conseguir una colocación confortable de la vajilla de cocción sobre la zona 
de calefacción de la vajilla de cocción.

45
Con ventaja, el dispositivo de aparato electrodoméstico presenta al menos una unidad de observación superior, que 
está libre de marcas de cocción en al menos un estado preparado para el funcionamiento. Por una “unidad de 
observación superior” del dispositivo de aparato electrodoméstico debe entenderse, en particular, una unidad de 
construcción del dispositivo de aparato electrodoméstico, que presenta todos los componentes, que son visibles en 
al menos un estado de funcionamiento en una vista en planta superior sobre el dispositivo de aparato 50
electrodoméstico y con preferencia sobre un aparato electrodoméstico que presenta el dispositivo de aparato 
electrodoméstico. Por una “marca de las zonas de cocción” debe entenderse, en particular, una marca, que está 
prevista para identificar una zona parcial de la superficie de soporte principal de la vajilla de cocción, que está 
prevista para una colocación preferida de vajilla de cocción a calentar entre una zona de cocción y una zona, que 
está dispuesta fuera de todas las zonas de cocción, y de manera que la marca está formada con preferencia, al 55
menos parcialmente, por una impresión. De esta manera, se puede conseguir una alta flexibilidad. En particular, se 
puede conseguir una utilización flexible de zonas de calefacción de la vajilla de cocción.

Además, se propone que el elemento termocromo y/o termoluminiscente presente un primero y al menos un 
segundo lado principal, que se apoyan en al menos un estado de funcionamiento, respectivamente, al menos en una 60
gran parte en al menos otro elemento. Por un “lado principal” del elemento termocromo y/o termoluminiscente debe 
entenderse, en particular, un lado del elemento termocromo y/o termoluminiscente, que presenta una superficie 
mayor que un número determinado de lados del elemento termocromo y/o termoluminiscente, respectivamente, 
siendo el número determinado de lados un número total reducido en dos de los lados del elemento termocromo y/o 
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termoluminiscente. Que un lado principal se apoya “al menos en una gran parte” en al menos otro elemento debe 
significar que al menos el cincuenta por ciento, con preferencia al menos el setenta por ciento y de manera 
especialmente preferida al menos el noventa por ciento de una superficie total del lado principal se apoyan el otro 
elemento. De esta manera, se puede conseguir un tipo de construcción robusta. En particular, se puede conseguir 
una protección fiable del elemento termocromo y/o termoluminiscente.5

Con preferencia, el dispositivo de aparato electrodoméstico presenta al menos un elemento que contiene silicio, 
cuyo material está conectado con el elemento termocromo y/o termoluminiscente. Que el elemento que contiene 
silicio está conectado “materialmente” con el elemento termocromo y/o termoluminiscente debe significar, en 
particular, que el elemento que contiene silicio y el elemento termocromo y/o termoluminiscente están unidos entre sí 10
por continuidad del material y/o que existe al menos un cuerpo sólido, que fija el elemento que contiene silicio en el 
elemento termocromo y/o termoluminiscente. De esta manera se puede conseguir un tipo de construcción sencillo 
en el diseño.

Además, se propone un procedimiento de fabricación de aparatos electrodomésticos, en particular para la 15
fabricación de un dispositivo de aparato electrodoméstico, en el que se aplica al menos un material termocromo y/o 
termoluminiscente sobre al menos un  componente al menos a través de pulverización. De esta manera, se puede 
conseguir una alta eficiencia. En particular, se puede conseguir una fabricación eficiente y especialmente sencilla del 
dispositivo de aparato electrodoméstico.

20
Otras ventajas se deducen a partir de la siguiente descripción del dibujo. En el dibujo se representan ejemplos de 
realización de la invención. El dibujo, la descripción y las reivindicaciones contienen numerosas características en 
combinación. El experto en la técnica considerará las características de una manera más conveniente también 
individualmente y las agrupará en otras combinaciones convenientes. En este caso:

25
La figura 1 muestra una vista en planta superior sobre un campo de cocción con un dispositivo de campo de cocción 
de acuerdo con la invención.

La figura 2 muestra una sección II-II a través de un cuerpo de capas del dispositivo de campo de cocción, y
30

La figura 3 muestra una vista en planta superior sobre un ejemplo de realización alternativo de un campo de cocción, 
que presenta diferentes zonas de cocción.

La figura 1 muestra una vista en planta superior sobre un campo de cocción 22 configurado como campo de cocción 
por inducción con un dispositivo de campo de cocción en un estado de funcionamiento. El dispositivo de campo de 35
cocción presenta una superficie de soporte principal de la vajilla de cocción 16, que está prevista para una 
colocación de varias y en particular de cuatro ollas. La superficie de soporte principal de la vajilla de cocción 16 es 
un lado superior de un cuerpo de capas 40 en forma de paralelepípedo (figuras 1 y 2), que presenta una placa de 
vitrocerámica 42, que se extiende sobre una longitud total 44 y una anchura total 46 del dispositivo de campo de 
cocción. Por lo demás, el cuerpo de capas 40 presenta una capa 10’ de material 12 que contiene vanadio, que se 40
extiende de la misma manera sobre una longitud total 44 y una anchura total 46 del dispositivo de campo de cocción, 
está dispuesto en el estado de funcionamiento debajo de la placa de vitrocerámica 42 y cubre totalmente un lado 
inferior de la placa de virtrocerámica 42, de manera que el material 12 que contiene vanadio se extiende sobre toda 
la superficie de soporte principal de la vajilla de cocción 16. La capa 10’ forma un elemento termocromo 10 y se 
forma de dióxido de vanadio, que por debajo de 68ºC es un semiconductor y es transparente. Una unidad de 45
observación superior 26 del dispositivo de campo de cocción, que es visible en la figura 1, está libre de macas de 
zonas de cocción en un estado preparado para el funcionamiento del campo de cocción 22 después de un periodo 
no utilizado prolongado del campo de cocción 22 y presenta un color unitario. Además, el campo de cocción 22 está 
libre de impresiones con líneas de forma circular, que marcas zonas de cocción. El cuerpo de capas 40 presenta, 
además, un componente 18 configurado como capa, que forma la superficie de soporte principal de la vajilla de 50
cocción 16 y que está aplicada a través de impresión con tamiz de seda sobre la placa de vitrocerámica 42. El 
componente 18 está formado de material cerámico. En principio, también es concebible falte el componente 18 y la 
placa de vitrocerámica 42 forme una superficie de soporte principal de la vajilla de cocción 16. En principio, es 
concebible que el componente 18 forme una o varias marcas, que marcan zonas de colocación de la vajilla de 
cocción.55

Además, la superficie de soporte principal de la vajilla de cocción 16 es una zona de calefacción de la vajilla de 
cocción 24. A tal fin, el dispositivo de campo de cocción presenta una unidad de calefacción 48 con bobinas 50 
dispuestas en forma de matriz. Por medio de las bobinas 50 se puede calentar una vajilla de cocción 
independientemente desde un lado, en el que la vajilla de cocción está colocada sobre la superficie de soporte 60
principal de la vajilla de cocción 16, para la realización de un proceso de cocción.

El elemento termocromo 10 está previsto para hacer visible un contorno de la zona caliente 36 de una zona caliente 
del lado superior 52 del cuerpo de capas 40. Si se retira una olla caliente, que ha sido calentada sobre la zona del 
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lado superior 52, fuera del cuerpo de capas 40, entonces se distingue un color, en el que la zona del lado superior 
52 aparece a un usuario, de un color, en el que aparece una zona 54, que rodea la zona del lado superior 52, 
cuando una zona del elemento 10 dispuesta debajo de la zona del lado superior 52 ha sido calentada durante el 
calentamiento en particular a través de transporte de calor por encima de 68ºC. En este caso, toda la zona del 
elemento 10 es opaca y más oscura que una zona del elemento 10 que la rodea, lo que hace visible el contorno de 5
la zona caliente 38. Si una olla está dispuesta sobre la zona caliente del lado superior 52, entonces, puesto que 
dicha zona del elemento 10 es opaca, se consigue que sólo una cantidad reducida de radiación térmica pueda llegar 
desde un lado inferior de la olla hacia una electrónica del dispositivo de campo de cocción, porque una gran parte de 
la radiación térmica es reflejada o absorbida por dicha zona del elemento 10.

10
Un lado superior y un lado inferior del elemento 100 forman en el estado de funcionamiento dos lados principales 27, 
28 del elemento 10. El lado principal 27, que es el lado superior, está fijado por continuidad del material en el lado 
inferior de un elemento 32, a saber, de la placa de vitrocerámica 42 y se apoya de esta manera totalmente en ésta. 
El lado principal 28 está fijado por continuidad del material en otro elemento 30 del cuerpo de capas 40, que es una 
capa y se apoya totalmente en éste. El elemento 30 es metálico y se aplica a través de pulverización. En principio, el 15
elemento 30 puede estar formado por un color orgánico y/o cerámico. Además, el dispositivo de campo de cocción 
presenta un elemento 34 configurado como capa de protección, que está fijado por continuidad del material en el 
elemento 30 y está formado por un color que contiene silicio. El elemento 34 se extiende sobre toda la superficie de 
soporte principal de la vajilla de cocción 16, de manera que está dispuesto a distancia de ésta.

20
El elemento 10 se aplica durante una fabricación del dispositivo de campo de cocción a través de pulverización 
sobre un componente 36 y, en concreto, sobre la placa de vitrocerámica 42. En principio, es concebible que el 
elemento 10 sea aplicado también a través de una técnica de impresión y, en concreto, en particular a través de 
impresión con tamiz de seda. En este caso, se introducen materiales termocromos y/o termoluminiscentes en 
materiales cerámicos y a continuación se imprimen, En particular, es concebible que durante una aplicación del 25
elemento 10 a través de impresión y, en particular, a través de impresión con tamiz de seca el elemento 10 fabricado 
presente un patrón. Además, es concebible configurar el dispositivo de campo de cocción sin el elemento 30. 
Además, es concebible añadir al cuerpo de capas 40 otro elemento de impresión con tamiz de seda.

En principio, también es concebible que el elemento esté constituido de dióxido de vanadio dotado, como por 30
ejemplo dióxido de vanadio dotado con 1,9 % de volframio. Si el elemento está constituido de dióxido de vanadio 
dotado con 1,9 % de volframio, entonces el elemento, en el caso de un calentamiento a una temperatura de 29ºC, 
pasa de un semiconductor a un metal. En principio, también es concebible que el elemento 10, para el caso de que 
sea termoluminiscente en lugar de termocromo, se aplica a través de impresión con tamiz de seca o a través de 
pulverización.35

En principio, es concebible que el elemento 10, que está configurado como capa, presente en diferentes lugares 
diferentes colores. De esta manera, se pueden distinguir especialmente en una vista en planta superior los 
diferentes lugares entre sí. En particular, los diferentes lugares se pueden distinguir entre sí cuando presentan 
temperaturas idénticas.40

La placa de vitrocerámica 42 presenta un espesor de 4 mm, el elemento 10 un espesor de 5 a 250 nm y el elemento 
34 un espesor de 0,1 a 1 mm.

En la figura 3 se representa un ejemplo alternativo. Los componentes, características y funciones que permanecen 45
esencialmente iguales se indican con los mismos signos de referencia. No obstante, para la distinción de los 
ejemplos de realización se añade el signo de referencia del ejemplo de realización en la figura 3 la letra “a”. La 
descripción siguiente se limita esencialmente a las diferencias con respecto al ejemplo de realización en las figuras 1 
y 2.

50
La figura 3 muestra una vista en planta superior sobre un campo de cocción 22a con una configuración alternativa 
de un dispositivo de campo de cocción. El dispositivo de campo de cocción presenta cuatro zonas de cocción 58a 
configuradas de forma circular, que están marcadas por marcas de impresión con tamiz de seda 60a, que están 
dispuestas en un lado superior del dispositivo de campo de cocción y que están aplicadas sobre una placa de 
vitrocerámica 42 del dispositivo de campo de cocción. Un dispositivo de calefacción del dispositivo de campo de 55
cocción presenta cuatro unidades de calefacción por radiación (no representadas), que están dispuestas en el 
estado de funcionamiento, respectivamente, debajo de una de las zonas de cocción 58a y que están previstas para 
calentar la vajilla de cocción dispuesta sobre la zona de cocción 58a respectiva. Además, los elementos 10a se 
extiende en cada caso sólo sobre una superficie total de las zonas generales de cocción 14a de una de las zonas 
58a y más allá de ella. En principio, también es concebible que el elemento 10 se extienda más allá de toda la 60
longitud 44a y una anchura total 46a del dispositivo de campo de cocción y esté configurado en forma de rectángulo 
con respecto a la vista en planta superior.

Signos de referencia
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10 Elemento
10’ Capa
12 Material 
14 Superficie total de las zonas de cocción 5
16 Superficie de soporte principal de la vajilla de cocción
18 Componente
22 Campo de cocción
24 Zona de calefacción de la vajilla de cocción
26 Unidad de observación10
27 Lado principal
28 Lado principal
30 Elemento
32 Elemento
34 Elemento15
36 Componente
38 Contorno de la zona de calefacción
40 Cuerpo de capas
42 Placa de vitrocerámica
44 Longitud20
46 Anchura
48 Unidad de calefacción
50 Bobina
52 Zona del lado superior
54 Zona25
58 Zona de cocción  
60 Marca por impresión con tamiz de seda
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REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo de campo de cocción con un cuerpo de capas (40), con una superficie de soporte principal de la vajilla 
de cocción (16) y con al menos un elemento termocromo y/o termoluminiscente (10; 10a), que presenta al menos un 
material (12; 12a) que contiene vanadio, en el que el material (12) que contiene vanadio se extiende sobre al menos 5
el setenta por ciento de la superficie de soporte principal de la vajilla de cocción (16), en el que el elemento 
termocromo y/o termoluminiscente (10; 10a) presenta un primero y al menos un segundo lado principal (27, 28), que 
se apoyan en al menos un estado de funcionamiento en cada caso al menos en una gran parte en elementos (30, 
32), caracterizado porque el lado principal (27), que es el lado superior, está fijado por continuidad del material en el 
lado inferior del elemento (32), a saber, en una placa de vitrocerámica (52) y de esta manera se apoya totalmente en 10
ésta, en el que el lado principal (28) está fijado en un elemento (30) del cuerpo de capas (40), que es una capa, y se 
apoya totalmente en ésta, en el que el elemento (30) está aplicado metálicamente o a través de pulverización, y 
puede estar formado por un color orgánico y/o cerámico, en el que el dispositivo de campo de cocción presenta un 
elemento (34) configurado como capa de protección, que está fijado por continuidad del material en el elemento (30) 
y se forma por un color que contiene silicio, en el que el elemento (34) se extiende sobre toda la superficie de 15
soporte principal de la vajilla de cocción (16), estando dispuesto a distancia de ésta.

2.- Dispositivo de campo de cocción de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el material (12; 12a) 
que contiene vanadio es un semiconductor en al menos una zona de la temperatura.

20
3.- Dispositivo de campo de cocción de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque el material (12; 12a) 
que contiene vanadio es un semiconductor dotado en la zona de la temperatura.

4.- Dispositivo de campo de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el 
material (12; 12a) que contiene vanadio presenta dióxido de vanadio.25

5.- Dispositivo de campo de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el 
material (12a) que contiene vanadio se extiende sobre al menos una gran parte de una superficie total de zonas de 
cocción (14a).

30
6.- Dispositivo de campo de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el 
elemento termocromo y/o termoluminiscente está previsto para hacer visible al menos una parte de un contorno de 
la zona caliente (38).

7.- Dispositivo de campo de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por un 35
componente (18), que presenta un lado, que es la superficie de soporte principal de la vajilla de cocción (16) de un 
campo de cocción, que está prevista para una colocación simultánea de varios elementos de vajilla de cocción y que 
es al menos en una gran parte una zona de calefacción de la vajilla de cocción (24).
8.- Dispositivo de campo de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por al 
menos una unidad de capa superior (26), que está libre de marcas de zonas de cocción en al menos un estado 40
preparado para el funcionamiento.

9.- Campo de cocción (22; 22a), en particular campo de cocción por inducción, con un dispositivo de campo de 
cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8.

45
10.- Procedimiento para la fabricación de aparatos de cocción para la fabricación de un dispositivo de campo de 
cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8, en el que se aplica al menos un material termocromo y/o 
termoluminiscente (12; 12a) sobre al menos un componente (36) al menos a través de pulverización.

50
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